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内容概要

　　第1篇，重点阐述了真空蒸镀、溅射镀膜、离子镀的工作原理、镀膜方法及设备构造，并对电源
电控、PLC控制的自动化镀膜系统的硬件设计和软件编程的相关内容做了比较详细的介绍。
第2篇重点介绍了液相沉积中有关电镀的某些内容，其中包括电镀金、银、铜、铬、镍、钯及其合金
的镀膜方法及工艺、技术难点、电镀液配方及不合格产品的处理办法。
另外还对电镀设备、电源及自动生产线的设计、应用做了较为全面的论述。
第3篇介绍了镀膜前处理工艺流程及其设备和电镀的废水处理方法及其设备。
第4篇是膜层质量及检测方面的内容。
　　《实用镀膜技术》不求内容完备，只求实用和创新。
文字通俗易懂，有利于对基础知识的理解、掌握与运用。
内容新颖，收集了近些年来镀膜技术中的新发明和新成果的一些内容。
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章节摘录

　　第1章　绪论　　镀膜的方法很多，分类方法也各不一样。
按膜层的形成方法来分类，可以分为干式镀膜和湿式镀膜。
　　干式镀膜是指在真空的条件下，应用物理或化学的方法，将材料汽化成原子、分子或使其电离成
离子，并通过气相过程，在基体表面沉积一层具有特殊性能的薄膜技术，所以也称为气相沉积或真空
镀膜。
干式镀膜技术可以分为物理气相沉积（Physical Vapor Cleposition，PVD）和化学气相沉积（Chemical
Vapor Cleposition，CVD）。
　　湿式镀膜是指将工件置于电解质溶液中，通过化学、电化学的方法，使其表面形成镀层，所以也
有人称为溶液法或液相沉积法。
　　1.1　干式镀膜（气相沉积法）　　1.1.1物理气相沉积镀膜技术（PVD）　　PVD主要的方法有真
空蒸镀（Vacuum evaporation）、溅射镀膜（Vacuum sputterng）、离子镀（Ion plating）。
　　1.真空蒸镀　　真空蒸镀是将镀料在真空中加热、蒸发，使蒸发的原子或原子团在温度较低的基
板上析出，形成薄膜。
这与水壶煮开水时，冒出的水蒸气使玻璃窗蒙上一层模糊的水汽相似。
它是利用电阻加热，高频感应加热或高能束（电子束、激光束、离子束等）轰击使镀膜材料转化为气
相而沉积到基体表面上的一种成熟的技术。
　　电阻加热法装置便宜、操作简单，广泛用于Au、Ag、Cu、Ni、Cr等半导体材料及电阻材料成膜
，除特殊材料之外，差不多都能满足镀膜要求。
电子束蒸发法多用于制作像半导体工业那样要求纯度极高的膜和绝缘物的蒸发、AL的高速蒸镀、高熔
点物质的蒸镀等。
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编辑推荐

　　本书从实用的角度出发，对镀膜技术中最常用的干式镀膜中的物理气相沉积、湿式镀膜（液相沉
积）中的电镀方面的知识做较为系统的介绍，不少内容是实际工作的经验总结，可以直接用于生产。
本书是本行业工作人员及其他对镀膜技术感兴趣的人士了解镀膜技术及应用的一本很好的入门书。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<实用镀膜技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


